
講演会場A 講演会場B ポスター会場 記念講演会場 廊下ロビー パーティ会場
アカデミーホール

特別講演 口頭発表 ポスターセッション 記念式典 企業展示 パーティ
口頭発表 学生賞表彰式 記念講演 技術相談
総会 産学交流

学生賞・奨励賞表彰式

12:30 13:00 受付(3F)

13:00 13:30 会長挨拶など
6月2日
水曜日 13:30 14:10 功績者表彰など

14:20 17:10 40周年記念講演会

17:30 19:00 記念パーティ

9:00 10:30 S-3 ガス吸収 S-1 相平衡・物性 S-2 蒸留 受付(2F)
S-4 吸着

10:30 12:00 S-7 流体固体分離 S-8 膜分離 S-5 抽出
S-6 晶析

S-9 分離プロセス
6月3日 S-10 分析技術
木曜日 S-11 プロセス化学

   9:00～12:00
13:00 15:20 特別講演
15:20 15:40 休憩
15:50 16:40 パネル討論

16:50 17:00 総会

9:00 10:30 S-4 吸着 S-5 抽出 S-1 相平衡・物性
S-3 ガス吸収

10:30 12:00 S-9 分離プロセス S-11 プロセス化学 S-7 流体固体分離
S-8 膜分離

6月4日    9:00～12:00
金曜日 13:00 学生賞・奨励賞表彰式

13:30 15:00 S-6 晶析 S-2 蒸留

15:00 16:30 S-10 分析技術
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